1. Daugiasluoksnė dielektrinė danga, turinti lūžio rodiklio moduliaciją kaip funkciją nuo dangos storio, kur dangos sluoksnių energijos draustinių juostų tarpas yra 6 eV ar didesnis ir lūžio rodiklio moduliacija yra realizuojama nusodinant tą pačią taikinio medžiagą ir išgaunant skirtingą porėtumą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad visa danga arba bent jau viršutinė dangos sritis yra suformuota taip, kad turėtų amorfinę struktūrą ir šios dangos atspindžio koeficientas bent vienam spinduliuotės dažniui ar poliarizacijos dedamajai yra didesnis nei 90 %. 

2. Plonasluoksnė dielektrinė danga pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad daugiasluoksnė danga yra suformuota iš diskrečiai kintančio lūžio rodiklio subsluoksnių su skirtingu porėtumu.

3. Plonasluoksnė dielektrinė danga pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad danga yra suformuota tolygiai moduliuoto lūžio rodiklio tolygiai moduliuojant dangos porėtumą formavimo metu.

4. Plonasluoksnė dielektrinė danga pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad suformuotųjų subsluoksnių medžiaga yra silicio oksidas arba hafnio oksidas, arba aliuminio oksidas, arba magnio fluoridas, arba lantano fluoridas, arba magnio oksidas, arba skandžio oksidas arba kita skaidri medžiaga, kurios draustinės juostos tarpas yra didesnis nei 6 eV arba jų kombinacija. 

5. Plonasluoksnė dielektrinė danga pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad taikinio medžiaga yra silicis, aliuminis, skandis, lantanas, magnis ar kitas metalas, kuris garinimo metu yra oksiduojamas arba fluoridinamas, taip formuojant ant padėklo norimus oksidus ar fluoridus, kurių draustinės juostos tarpas didesnis nei 6 eV. 

6. Būdas formuoti dielektrinę daugiasluoksnę dangą, susidedantis iš šių žingsnių: 

− parūpinti bent vieną padėklą arba bent vieną padėklą su anksčiau suformuota danga, 

− garinti vieną taikinio medžiagą ir šio proceso metu: 

− nusodinti išgarintą medžiagą ant minėtojo padėklo arba minėtosios anksčiau suformuotos dangos, moduliuojant porėtumą ir taip išgaunant reikiamą lūžio rodiklio moduliaciją, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visa danga arba bent jau viršutinė dangos sritis, pvz. trys ir daugiau sluoksnių, yra suformuoti taip, kad turėtų amorfinę struktūrą ir šios dangos atspindžio koeficientas bent vienam spinduliuotės dažniui ar poliarizacijos dedamajai yra didesnis nei 90 %. 

7. Būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nusodintos dangos medžiaga yra silicio oksidas arba hafnio oksidas, arba aliuminio oksidas, arba magnio fluoridas, arba lantano fluoridas, arba magnio oksidas, arba skandžio oksidas arba kita optinei spinduliuotei skaidri medžiaga, kurios draustinių juostų tarpas yra daugiau nei 6 eV. 

8. Būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lūžio rodiklio moduliacijos yra realizuojamos nusodinant taikinio medžiagą ir keičiant padengimo kampą sukant padėklą sluoksnio nusodinimo metu.

9. Būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nusodinimo žingsnį sudaro dangos bombardavimas dalelėmis, taip išgaunant aukštesnį porėtumą ir žemesnį lūžio rodiklį ir pasiekiant išardytą kristalinę struktūrą, performuojant į struktūrą, panašią amorfinei.

10. Būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nusodinimo žingsnį sudaro bent vieno padėklo atvėsinimas, tokiu būdu pasiekiant didesnį dangos porėtumą ir mažesnį lūžio rodiklį.

11. Būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienos taikinio medžiagos garinimo žingsnį sudaro garų srauto generavimas tiglyje kaitinant taikinio medžiagą.

12. Būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienos taikinio medžiagos garinimo žingsnį sudaro garų srauto generavimas jonais bombarduojant taikinio medžiagą. 

13. Būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienos taikinio medžiagos garinimo žingsnį sudaro garų srauto generavimas elektronais bombarduojant taikinio medžiagą. 

14. Būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienos taikinio medžiagos garinimo žingsnį sudaro garų srauto generavimas magnetroniniu dulkinimu. 

15. Optinis komponentas, susidedantis bent iš padėklo bei daugiasluoksnės dielektrinės dangos, kurią sudaro bent trys ar daugiau tos pačios dielektrinės medžiagos sluoksnių, padengtų vienas ant kito bei turinčių skirtingą porėtumą (bei lūžio rodiklį),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtieji dielektrinės medžiagos sluoksniai yra suformuojami taip, kad įgautų amorfinę struktūrą ir pilnai suformuotos daugiasluoksnės dangos atspindžio koeficientas bent vienam bangos dažniui ar poliarizacijos dedamajai yra didesnis už 90 %.

16. Optinis komponentas pagal 15 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent trys išoriniai sluoksniai besiribojantys su aplinka minėtieji dielektrinės medžiagos sluoksniai yra iš dielektrinės medžiagos.

